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물과 같은 조성물 및 이를 사용한 세척 방법

요약

내용 없음

명세서

[발명의 명칭]

트리클로로 트리플루오로 에탄, 메탄올 및 1,2-디클로로 에틸렌의 공비 혼합물 또는 공비 혼합물과 같은 
조성물 및 이를 사용한 세척 방법

본 내용은 요부공개 건이므로 전문 내용을 수록하지 않았음

(57) 청구의 범위

청구항 1 

1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로 에탄, 메탄올 및 1,2-디클로로 에틸렌의 유효량을 포함하는 공비 
혼합물 또는 공비 혼합물과 같은 조성물

청구항 2 

제1항에 있어서, 상기 1,2-디클로로 에틸렌이 트랜스-1,2-디클로로 에틸렌인 조성물

청구항 3 

제2항에 있어서, 조성물이 약 64-72중량%의 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로 에탄,약 5-7중량%의 
메탄올 및 약 23-29중량%의 트랜스-1,2-디클로로 에틸렌인 공비 혼합물 또는 공비 혼합물과 같은 조성물

청구항 4 

제3항에 있어서, 조성물이 약 38.4℃의 대기 비점을 갖는 약 26중량%의 트랜스-1,2-디클로로 에틸렌,약 
6중량%의 메탄올 및 약 68중량%의 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로 에탄인 공비 혼합물 또는 공비 
혼합물과 같은 조성물

청구항 5 

제1항에 있어서, 상기 1,2-디클로로 에틸렌이 시스-1,2-디클로로 에틸렌인 조성물

청구항 6 

제5항에 있어서,조성물이 약 39.7℃의 대기 비점을 갖는 약 1중량%의 시스-1,2-디클로로 에틸렌,약 6중
량%의 메탄올 및 약 93중량%의 1,1,2-트리클로로-1,2,2-트리플루오로 에탄인 공비 혼합물 또는 공비 혼
합물과 같은 조성물

청구항 7 

고체 표면을 제1항의 공비 혼합물 또는 공비 혼합물과 같은 조성물로 처리하는 것을 포함하는 고체 표면
을 세척하는 방법
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청구항 8 

제7항에 있어서, 상기 고체 표면이 융제 및 융제 잔류물로 오염된 인쇄 회로파인 방법

※참고사항 : 최초출원 내용에 의하여 공개하는 것임.
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